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Wynalazek dotyczy metod i urzgdzed, ktére umozliwiajgq powlekanie nodni-
kéw powtok katod termojonowych o Zarzeniu pogrednim gtadkgq zwartsg warstwsg
pasty emisyjnej o réwnomiernej grubos$ci przy zapewnleniu mocnego przylega-
nia warstwy.

Znane jest powlekanie katod przez natryskiwanie, Pomijajge fakt, ze ta-
ki sposéb wymaga uzycia znacznych ilodci materiaiéw emisyjnych i rozpuszczal-
nikéw oraz nie zapewnia $ciéle okreélonej dtugos$ci natryskanej powkoki, po-
zwala on tylko na wytwarzanie warstw emisyjnych, ktérych powierzchnia posia-
da stosunkowo znaczng chropowatosé rzedu 20 - 40 mikronéw.

W poréwnaniu z tgq metods, kataforetyczne powlekanie rurek katodowych
przedstawia pewne zalety, jednak réwniez 1 ta metoda nastrecza trudnosci
pod wzgledem powlekania w okreslonej dtugodci warstwy emisyjnej a w dodatku
wengtrzna powlerzchnia rurki katodowej powinna byé zamknieta podczas procesu
powlekania.



Poga tym znana jest metoda powlekania rurkowych nognikéw powiok katodo-
wych pastq emisanq, polegajqca na tym, Ze szcsoteczka jest zwilzana pasta
emisyjng a nastepnie doprowadzona do zetknigcia sig g obracajgcqg sig na po-
giomej osi rurkgq katodowgq. W tej metodsie naktadanie pasty emisyjnej moze
byé dokonywane jednoczeénie'przez smarowanie 1 osadzanie kataforetyczne.
Wytworzenie réwnomiérnej warstwy 2za pomocg sprezystych szczoteczek jest
trudne przy cazym stwierdzono, 2e niemozliwodcig Jest uniknigcie powstawania
yy82z2wa’” w-miejscu powierzchni nakiadane] warstwy,'w ktérej szczoteczka
opuszcza natozong powtoke prey kodcu procesu smarowania..

Celem wynalazku jest stworgzenie metody, w ktérej unika sie wymienionych
wytej wad. W metodsie wediug wynalazku nakadanie powtoki emisyjnej na nos-
nik powokowy posrednio sarsonych katod elektronowych lamp wytadowczych
polega na przemvsgeniu pasty emisyjnej za pomocq walca obrotowego z nacgzy-
nia zawierajqcego mase powlekajgca na réwniez obracajacy sie nodnik powzo-
kowy.

. Noénik powlokowy mose obracaé sig w znmany sposéb migdzy dwoma trzpie-
nitami najlepiej z szybkodcigq obwodowq, mniejszq niz szybkosé obwodowa watka
podajgqcego, tak i gachodzt state dostarczanie pasty emisyjnej.

Po natozeniu wystarcszajaco grubej powkoki, btonka utworzona s warstwy
nazozonej na walcu 1 pasty emisyjnej moze byé zgarnieta mechaniceznie np.
pradem powietrza, tak 1% unika siq 2z caig niezawodnoécigq powstania "szwu"
na powioce noénika.

Sposéb wediug wynalazku umozliwia przy uzyciu prostych srodkéw osadza-
nie kataforetyczne jJednoczesdnie z naktadaniem pasty emisyjnej za pomocq
watkéw. W tym celu walek powlekajgcy powinien posiadaé potencjat dodatni
wggledem podloha"powldki. Sposéb ten umosliwia réwniez dokonywanié niezbegd-
nego procesu suszenia w bardso prosty sposéb po ukorczeniu procesu powleka-
nia, polegajgqcy na dalszym obracaniu si¢ nodnika powloki przez okres okoo
20 gekund. Przyklad wykonania wynalagku uwidoczniono schematycznie na rysun-
ku., . . , o
Watek powlekajqcy 1 o brzegach celowo zagletych, ktéry podczas pracy
obraca sle ‘.kiqrunkuAstrzalki, uwidocznionej na rysunku, zanurza si@ w na- )
czynin 2 gawierajacym mase powkokowa, tak 1% ciggle ma na sobie bonke pasty
emisyjnej. Bionka ta styka siqQ 8 noénikiem 4 powtoki, ktéry jest oddalony
od watka 1 na okozo 1,5 mm i1 obraca sie w klerunku przeciwnym do kierunku
obrotu watka 1 1 z mniejszq predkoscig obwodowq. Kierunek obrotu noénika 4
jest réwniez oznaczony strzalkq. Predkodéé obrotowa nodnika powtokowego 4
moZe wynosié 10 - 15 obrotéw na sekunde. . '

Ze zbiornika 8 saopatrzonego w mieszalnik 27 lub podobne urzgdzenie,
pasta emisyjna jest przetlaczana za pomocq pompy obiegowej & do naczynia
powtokowego 2, z ktdérego powraca do zasobnika 8 przez rurke przelewowg 2.

W ten sposéb moze byé utrzymane state stezenie nakladanego materiatu powko-



kowogo; :
W poblizu walka powiokowego 1 jest umieszczony przewdd pouietrsny‘z,
przegz ktéry na zakodczenie procesu powlekania przepusscza sig strumies
powietrza, ktéry sgarnia bionke pasty emisyjnej gz walka.
Wazek 1 1 nodnik 4 sq wigczone do tego samego obwodu elektrycsnego,

‘ktéry zostaje zgmkniety,z chwilq, gdy bionka 12 pasty emisyjnej zetknile
8l@ z nodnikiem 4 na poczgqtku procesu powlekania. Zapewnia to katafoietycz-
ne csadzanie siq pasty emisyjnej. Czas trwania osadzania kataforetycznego
Jest regulowany najlepiej za pomocq snanego skqdingd czasomierza elektro-
nicgnego, ktéry zostaje uruchamiany przez styk migdzy podiotem powlokowym
1 pasta emisyjnq. Przyrzad 1] do mierzenia prqdu, powodujgcego osadzanie
katutoretyczne, jest witaczony do obwodu poprzez opornik regulacyjny 10.

_ Wynalazek umozliwia powlekanie katod o profilach okragiych, owalnych
1 prostokqtnych. Powloka jest bardzo réwna poniewai sklada sie z szeregu
btonkowatych warstewek. Stwierdzono réwniez, %e chropowatosé powlierzchni
nazosonej ppwloki»jest mniejsza ni% 1 mikron.

Zastrcze i enia patentowe

1. Sposéd nakladania powloki emisyjne] na nosdnik powkokl poérednio sarzo-
nych katod elektronowych lamp wyzadowceych, znamienny tym, te paste emi-
syjng przenosi’ sig@ g naczynia /2/, zawierajacego te paste, powlekajac
sa pomocq watka obrotowego /1/ na begposrednio obracajqcy si¢ noénik
powkokowy /d/

2. Sposéb wediug sastrz. 1,”znamienny tym, 2e predkosé obwodowa nod$nika
powiokowego jest mniejsza od predkodci obwodowej waltka, ktéry ‘obraca
sie w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu noédnika,

3. Sposdédb wediug zastrz. 1 1 2, znamienny tym, te po natoieniu na noénik
powloki wymaganej grubosdci blonke utworzong £ pasty emisyjnej, sgarnia
si@ 2 watka powlekajgqcego /L/ za pomocq strumienia powietrza.

4, Sposéb wediug zastrz. 1 1 2, gnamienny tym, te jednocsesnie £ mecha-
nicsnym powlékaniem nodnika pastq emisyjng jest sapewnione kataforetycs-
ne osadszanie pasty.

5. Sposédb weditug sastrz. 1 - 4, snamienny tym; £e po dokonanym procesie
powlekania natozona powioke suszy si@ na obracajacym sie noéniku.

6} Ursqdionie do wykonywania sposobu wedlug zastrz. 1l - 5, znamienne tyn,
te jest wyposatone w obrotowy walek powlekajacy /1/, tanursony w nacsy-
niu /2/ sawierajqcym paste emisyjna, ktéra styka sie = noénikiem /4/,
obracajqcym sie w kierunku prseciwnyn‘sa posrednictwem bionki, utworso-

nej s tej pasty. ' :



10.

11.

Urzadzenle wediug zastrz. 6, znamienne tym, ze nod$nik /4/ 1 walek
/1/ 8s wigczone do obwodu elektrycsznego, tak 1% walek ma poten-
claz dodatni wzgledem noénika.

Urzgdzenie wediug zastrz. 6 1 7, znamienne tym, %2e zawlera znany
skqdingqd czasomierz elektroniczny do pomiaru c¢zasu trwania osa-
dzania kataforetycznego.

Urzqdzenie wediug zastrz. 6 - 8, znamienne tym, e przewéd po-
wietrzny /5/ umieszczony jest w poblizu watka /1/.

Urzgqdzenie wediug zastrz. 6-9, znamlenne tym, e brzegl waitka /1/
8q zaglete do tyiu. i

Urzqdzenle wediug zastrz. 6-}2, znamienne tym, e Jjest wyposazo-
ne w pompe oblegowq /6/, za pomocqg ktére) material powiokowy jest
stale przenoszony ze zblornika zasilajgcego /8/ do naczynla /2/,
przy czym masa emisyjna wraca z naczynia /2/ przez rure przelewo-
wg /9/ do zblornika zasilajgcego /8/ zaopatrzonego w mechanizm

mieszajgqcy /2/.
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